
























专利名称(译) 阵列基板、彩膜基板和液晶显示面板

公开(公告)号 CN206657159U 公开(公告)日 2017-11-21

申请号 CN201720128003.2 申请日 2017-02-13

[标]申请(专利权)人(译) 北京京东方显示技术有限公司
京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 北京京东方显示技术有限公司
京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 北京京东方显示技术有限公司
京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 刘德强
王菲菲
孙志华
高玉杰
张洪林
赵合彬

发明人 刘德强
王菲菲
孙志华
高玉杰
张洪林
赵合彬

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/136286 G02F1/1339 G02F1/136227 G02F2001/136222 G02F2201/50

代理人(译) 汪源
陈源

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种阵列基板、彩膜基板和液晶显示面板，包括：衬
底基板，衬底基板的上方设置有栅线和数据线，栅线和数据线限定出像
素单元，非像素区域内形成有挡墙区域，挡墙区域内形成有挡墙结构；
像素区域朝向栅线的一侧边缘中的至少部分为第一边缘，且第一边缘中
在第一方向上与栅线的距离逐渐增大，挡墙结构朝向栅线的一侧边缘且
与第一边缘对应的部分为第二边缘，第二边缘在第一方向上与栅线的距
离逐渐增大。本实用新型的技术方案通过设置挡墙结构，可有效的阻挡
隔垫物从非像素区域穿入至像素区域内。此外，挡墙结构的第二边缘会
引导隔垫物向黑矩阵线宽逐渐增大的区域进行偏移，从而可进一步地避
免隔垫物偏移至像素区域。
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